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(57) Abstract: The invention relates to a continuous process for producing pseudoionones of general formulas (I) and (T) as well as 
isomers thereof, whereby: R 1 represents CH 3 or (a); R 2 and R 3 represent hydrogen, CH 3 or C 2 H 5 , and; R 4 and R 5 represent hydrogen 
or CH 3 . These pseudoionones are produced by reacting an aldehyde of formula (II) with an excess of a ketone of general formula (IB), 
whereby R\ R 2 and R 3 have the aforementioned meanings, in the presence of water and alkali hydroxide at an increased temperature 
and in a homogeneous solution. The inventive process is characterized in that: a) the intermixing of the homogeneous solution 
consisting of aldehyde, ketone and aqueous alkali lye occurs at a temperature ranging from 10 to 120 °C; b) the undissolved water and 
alkali hydroxide contained in the reaction mixture are subsequently separated out; c) while avoiding back mixing, the homogeneous 
reaction mixture is then guided through a reactor, which permits a residence time ranging from 2 to 300 minutes, at a temperature 
that is 10 to 120 °C higher than the boiling point of the lowest-boiling component and under a vapor pressure p ranging from 10 6 
to 10 7 Pa; d) the reaction mixture is cooled by expansion; e) ketone is removed from the reaction mixture using vapor flowing in 
the opposite direction and; f) the raw product is dried and rid from excessive aldehyde and secondary components via a rectification 
column. 



^ (57) Zusammenfassung: Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Pseudojononen der allgemeinen Formeln (I) bzw. (I*) 
fN| sowie ihrer Isomeren siehe Papierexemplarbzw.siehe Papierexemplar wobei Rl siehe Papierexemplarbedeutet, R2, R3 Wasserstoff, 

OCH3 oder C2H5 bedeuten, R4, R5 Wasserstoff oder CH3 bedeuten, durch Umsetzen eines Aldehyds der Formel (II),siehe Papiere- 
K xemplarmit einem 
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Oberschuss eines Ketons der allgemeinen Formel (Hl)siehe Papierexemplar wobei Rl, R2 und R3 die oben angegebenen Bedeutun- 
gen besitzen, in Gegenwart von Wasser und Alkalihydroxid bei erhohter Temperatur in homogener LOsung, dadurch gekennzeichnet, 
dass a) die Durchrnischung der homogenen L6sung von Aldehyd, Keton und wassriger Alkalilauge bei einer Temperatur von 10 bis 
120°C stattfindet, dannb) das nicht im Reaktionsgemisch geloste Wasser und Alkalihydroxid abgetrennt werden,c) anschlieSend 
das homogene Reaktionsgemisch unter Vermeidung von Rtickvermischung bei einer Temperatur, die 10 bis 120°C oberhalb des 
Siedepunktes der am niedrigsten siedenden Komponente und einem Dampfdruck p von 106 bis 107 Pa durch einen Reaktor geleitet 
wird, der eine Verweilzeit von 2 bis 300 Minuten ermSglicht, d) das Reaktionsgemisch unter Entspannung abgekiihlt wird,e) Keton 
mit Dampf im Gegenstrom aus dem Reaktionsgemisch entfernt wird undf) das Rohprodukt getrocknet und tiber eine Rektifikation- 
skolonne von uberschussigem Aldehyd und Nebenkomponenten befreit wird 



